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摘要(译)

本发明涉及一种显示基板制作方法，包括：在基底之下形成多个像素界定层；在每个像素界定层之下形成隔垫物；其中，像素界定
层截面的侧边和隔垫物截面的侧边位于第一平面，第一平面与基底成第一角度；在隔垫物之下设置掩膜版；通过蒸镀源在相邻像素
界定层之间形成有机发光层，蒸镀源的蒸镀区域的边界与基底成第二角度，第二角度大于或等于第一角度。根据本发明实施例的技
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术方案，由于第二角度大于或等于第一角度，在蒸镀区域的边界进入透
过区域时，直接覆盖到基板，而不会被透过区域的侧边遮挡，以便从像
素界定层的侧边处开始形成有机发光层，使得第一电极和第二电极正对
区域的有机发光层厚度均匀。


